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公司簡介

九合工程是由中日雙方合資公司，擁有中方優良的配合
服務效率、成本控制能力與創新挑戰的精神，結合
日方務實、執著與細膩的工作態度，能提供給客戶
最完美的服務，並滿足客戶在品質、技術、預算及
服務上的整體需求。

九合工程是無塵室(CLEAN ROOM)及空調工程的設計施工
公司，從業主的生產計劃開始，到工程設計、發包
訂約、材料設備的訂購製作、輸入、施工、試運轉
調試、訓練移轉等，均為九合工程承擔的工作範
圍。

其它配合無塵室及製程設備所需的附屬工程，如空調工
程、機電消防工程、製程冷卻水系統工程、二次配
工程等，九合工程均有龐大的工程實績與經驗，可
為客戶提供完善的服務。



公司簡介

成立日期：成立日期：8383年４月年４月

資資 本本 額：壹億貳仟萬元整額：壹億貳仟萬元整



1983年 公司成立，主要業務為空調系統設備的維護保養工作

1985年 成立工程部門，承接空調系統工程

1986年 完成抗靜電超低濕度控制的飛彈火藥組裝生產線空調工程

1990年 溫度限定0.1°C變化的超級三次元量測室恆濕恆溫空調工程

2000年 5000RT-hr容量的儲冰系統工程

2000年 投資設立儲冰設備生產工廠–奇立實業(股)公司

2001年 冰水機組能力12000-RT的空調工程

2002年 class 1無塵室工程

2004年
class 10–1000無塵室工程，與日方合資成立TOPWELL達葳工程
(股)公司及無塵室系統材料設備生產工廠

2009年
九合工程與達葳工程合併，九合工程為存續主體、並沿用
TOPWELL為潔淨室設備材料品牌，100%控股奇立實業(股)公司

發展沿革



經營理念

九合工程（股）公司以「誠信」及「服務」為公司
永續經營的中心理念，公司全員必須具備「熱
忱」、「積極」、「務實」與「真誠」的服務態
度，能與客戶在信任、愉悅的合作氣氛下，共同完
成同一目標任務，同時公司重視人力資源的教育及
經驗的取得，從持續的工程設計與施工的經歷中，
將資訊與經驗轉換整合成為「知識」，進而管理知
識、運用知識、創造知識，因此可以減少在規劃設
計及施工管理面的缺失，提供給客戶最佳的服務品
質。



組織架構

董事會
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技術總監
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產品及服務

系統整合

中央空調工程中央空調工程中央空調工程 無塵無菌室工程無塵無菌室工程無塵無菌室工程

恆溫恆濕工程恆溫恆濕工程恆溫恆濕工程 儲冰式空調工程儲冰式空調工程儲冰式空調工程

製程系統工程製程系統工程製程系統工程 定期維護保養工程定期維護保養工程定期維護保養工程

無塵室系統設備材料無塵室系統設備材料無塵室系統設備材料 給排水工程給排給排水工程水工程

高壓電力工程高壓電力工程高壓電力工程

消防系統工程消防系統工程消防系統工程

安全系統工程安全系統工程安全系統工程



人員資歷

總經理總經理

主管階級主管階級

基層人員基層人員

董事長董事長 公司人員：公司人員：9898人人
公司年度營運能力：公司年度營運能力：2020～～3030億億NTNT



工程實績

無塵無菌室無塵無菌室 特殊冷凍空調特殊冷凍空調

儲冰式空調儲冰式空調 中央空調中央空調

學術研究院
(中央研究院)

化工
(南亞、王記)

電子零件、半導體
(聲寶、台灣佳能)

面板
(奇美電、友達)食品、製藥

(味之素、綠洲化學)

生技
(台大生技所)

學術研究院大樓
(台灣家畜衛生實驗所)

醫療
(馬偕醫院)

太陽能板、面板
(茂迪、奇美電、洋華、豪客)

化工
(長春化工)

電子零件、半導體、精密科技
(台灣光寶、力晶、全懋)

博物館
(奇美博物館)

學術研究、百貨大樓
(工研院原分所、醒吾大樓)

化工
(台裕橡膠)

食品
(義美食業)

電子零件、面板
(湯淺電池、元太科技)

生技、其他
(生化技術中心、

永豐餘)

博物館
(台中科學博物館)

食品、製藥
(味丹、佑益)

製程系統製程系統

保養維護保養維護

九 合 工 程 工 程 實 績

電子零件
(台灣湯淺)化工、製造

(申堡、金敏)

學術大樓
(國泰人壽)

食品
(十豐)

通訊
(宏通卡片系統)

一般大樓
(復興航空、台中市警察局)

醫療
(台灣大學附設醫院、

大成醫院)

化工、製造
(台裕、高興昌)

電子零件
(元太、藍天)

太陽能板、面板
(茂迪、奇美電)

電信
(台電、電信局)

電子零件
(奇景)

面板
(奇美電)

太陽能板
(茂迪、豪客)

生技
(生展)



建物名稱 奇美電子股份有限公司-二廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2002/5/30

施工概要 LCD CLEAN

潔淨室面積 18000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-三廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2005/11/1

施工概要 LCD CLEAN

潔淨室面積 30000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-六廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-六代廠

竣工日期 2009/6/1

施工概要 TFT CLEAN

潔淨室面積 72800M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-五廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-五代廠

竣工日期 2007/2/27

施工概要 TFT CLEAN

潔淨室面積 30000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-七廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-七代廠

竣工日期 2008/11/1

施工概要 LCD CLEAN

潔淨室面積 56800M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-八廠

所 在 地 路竹科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-八代廠

竣工日期 2008/12/31

施工概要 CF/LCD CLEAN ROOM

潔淨室面積 145000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-一廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-三代廠

竣工日期 2000/6/1

施工概要 PCW+HVAC+儲冰工程

建物名稱 奇美電子股份有限公司-二廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2002/1/14

施工概要 製程冷卻水工程

主要設備 250CMH*6SET

建物名稱 奇美電子股份有限公司-三廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2003/11/30

施工項目概
要

製程冷卻水工程

主要設備 400CMH*6SET

建物名稱 奇美電子股份有限公司-四廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2004/12/31

施工項目概要 製程冷卻水工程

主要設備 400CMH*5SET

建物名稱 奇美電子股份有限公司-四廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-五代廠

竣工日期 2006/3/21

施工概要 TFT CLEAN

潔淨室面積 48000M2

CLESS:10-1000

建物名稱 奇美電子股份有限公司-四廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 LCM光電廠-五代廠

竣工日期 2006/4/20

施工概要 LCM CLEAN

潔淨室面積 16000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 茂迪股份有限公司-五廠

所 在 地 台南科學園區

建築用途 太陽能電池

竣工日期 2010/08/31

施工項目概要 MEP工程

主要設備 空調箱

建物名稱 奇景光電股份有限公司

所 在 地 台南科學園區

建築用途 IC設計

竣工日期 2011/04/15

施工概要 CLEAN ROOM

潔淨室面積 780M2

CLASS:100-10000

建物名稱 立景光電股份有限公司

所 在 地 台南科學園區

建築用途 微投影開發生產

竣工日期 2011/06/30

施工概要 CLEAN ROOM

潔淨室面積 15000M2

CLASS:10-1000



建物名稱 廣輝電子股份有限公司--二廠

所 在 地 台北林口

建築用途 TFT/LCD光電廠-四代廠

竣工日期 2003/5/30

施工概要 TFT/CF/LCD CLEAN

潔淨室面積 50000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 廣輝電子股份有限公司--三廠

所 在 地 台北龍潭

建築用途 TFT/LCD光電廠-5.5代廠

竣工日期 2006/5/19

施工概要 TFT/CF/LCD CLEAN

潔淨室面積 76800M2

CLASS:10-1000

建物名稱 群創光電股份有限公司-一廠

所 在 地 竹南科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-4.5代廠

竣工日期 2005/8/15

施工概要 C/F&Cell無塵室及PCW/PV/HV

潔淨室面積 30000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 友達光電股份有限公司-龍潭廠

所 在 地 台北龍潭

建築用途 TFT/LCD光電廠-5.5代廠

竣工日期 2007/6/1

施工概要 60K-120無塵室擴建工程

潔淨室面積 12800M2

CLASS:10-1000

建物名稱 大日本印刷股份有限公司

所 在 地 新竹科學園區

建築用途 光罩廠

竣工日期 2008/10/31

施工概要 CLEAN&MEP

潔淨室面積 3000m2

CLASS:1-1000

建物名稱 全懋精密科技股份有限公司

所 在 地 新竹縣-新豐廠

建築用途 CF光電廠

竣工日期 2001/12/15

施工概要 製程冷卻水工程

主要設備 270CMH*2SET

建物名稱 力晶半導體股份有限公司-一廠

所 在 地 新竹科學園區

建築用途 晶圓廠8"廠

竣工日期 2002/8/15

施工概要 製程冷卻水工程

主要設備 570CMH*4SET

建物名稱 友達光電股份有限公司-台中廠

所 在 地 台中科學園區

建築用途 TFT/LCD光電廠-6代廠

竣工日期 2006/6/1

施工概要 OL10 AGING ROOM 

建物名稱 豪客能源科技(股)公司-頭份廠

所 在 地 頭份工業區

建築用途 太陽能電池研發與製造

竣工日期 2012/08/31

施工概要 CLEAN ROOM及其他系統

潔淨室面積 10282m2

CLASS:1000-10000

建物名稱 台灣創價學會-桃園廠

所 在 地 桃園縣大園鄉

建築用途 佛教聯誼社交場所

竣工日期 2011/11/01

施工概要 HVAC及監控



建物名稱 寧波華屋電子有限公司-A廠

所 在 地 大陸寧波

建築用途 LCM光電廠

竣工日期 2007/6/1

施工概要 LCM CLEAN+整廠機電消防

潔淨室面積 18000M2

CLASS:1000-10000

建物名稱 川奇光電科技有限公司-揚州廠

所 在 地 大陸揚州

建築用途 LCM光電廠

竣工日期 2003/6/15

施工概要 LCM CLEAN+整廠機電消防

潔淨室面積 6000M2

CLASS:1000

建物名稱 上華半導體(CSMC)公司-無錫廠

所 在 地 大陸無錫

建築用途 6"半導體廠

竣工日期 2004/6/15

施工概要 6"半導體廠無塵室工程

潔淨室面積 6000M2

CLASS:10-1000

建物名稱 旭茂光電技術有限公司-深圳廠

所 在 地 大陸無錫

建築用途 STN廠

竣工日期 2007/6/1

施工概要 STN沙井廠全廠工程

潔淨室面積 6000M2

CLASS:1000

建物名稱 南海奇美電子有限公司 -A廠

所 在 地 大陸佛山

建築用途 LCM光電廠

竣工日期 2008/12/1

施工概要 LCM-2F/3F CLEAN

潔淨室面積 33347M2

CLASS:1000-10000

建物名稱 寧波華屋電子有限公司 -D廠

所 在 地 大陸寧波

建築用途 LCM光電廠

竣工日期 2007/8/1

施工概要 LCM CLEAN+整廠機電消防

潔淨室面積 18000M2

CLASS:1000-10000

建物名稱 寧波奇信電子有限公司

所 在 地 大陸寧波

建築用途 TUCH PAD光電廠

施工概要 HOOK UP

建物名稱 寧波華屋電子有限公司-C廠

所 在 地 大陸寧波

建築用途 LCM光電廠

施工概要 HOOK UP

建物名稱 寧波華屋電子有限公司-B廠

所 在 地 大陸寧波

建築用途 LCM光電廠

施工概要 HOOK UP



相關認證
ISO 9001ISO 9001 OHSAS 18001OHSAS 18001



相關執照

營利事業登記證營利事業登記證 甲級空調執照甲級空調執照



相關執照

甲級自來水管承裝業甲級自來水管承裝業 甲級電氣承裝業甲級電氣承裝業


